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Diskutieren Sie mit uns folgende Themen:

•	 �Gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche 
Anforderungen in China und Alternativen für F&E-
Projekte nach deutschem Recht

•	 �Strategien zum Schutz geistigen Eigentums

•	 Arbeitnehmererfinderrecht

•	 �Steuersubventionen und steuerliche Vorteile 
aufgrund eines High-Tech-Status des 
Unternehmens

•	 �Durchsetzung - einstweilige Verfügungen und 
Grenzbeschlagnahme

Bei einem gemeinsamen Ausklang haben Sie 
Gelegenheit zum Austausch mit Kollegen aus anderen 
Unternehmen und IP- und Corporate-Experten von 
Reed Smith.

Referenten: 
Alexander G. Fischer, Partner, Corporate, Shanghai 
Dr. Anette Gärtner, LL.M., Partner, IP, Frankfurt 
Dr. Alexander R. Klett, LL.M., Partner, IP, München

Dienstag, 31. Mai 2016

Agenda:
16:30 Uhr – Registrierung
17:00 Uhr – Beginn der Vorträge
18:00 Uhr – Pause
18:30 Uhr – Weiterer Vortrag und 	
	        anschließend Diskussion
19:15 Uhr – Get together

Ort: 
Reed Smith LLP 
OpernTurm 
Bockenheimer Landstraße 2 - 4 
60306 Frankfurt am Main

RSVP:
Ihre Anmeldung nimmt  
Annika Kersting gerne entgegen: 
E: events@reedsmith.com 
T: +49 89 20304 181

Reichen Sie unsere Einladung 
gerne an interessierte Kolleginnen 
und Kollegen weiter.  
 
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Was Sie schon immer über Forschung & 
Entwicklung in Deutschland und China 
wissen wollten – aber nicht zu fragen wagten


